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Preliminary communication

Nouvelle méthode de création de la liaison Si—C
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A 1a suite de nos travaux concernant ’action des chlorosilanes sur des cétones en
présence de magnésium et d’un solvant tel que 'hexaméthylphosphotriamide (HMPT), qui
permet de créer une liaison Si—C!, nous avons étudié, dans les mémes conditions, la
réactivité d’esters:

{1°) Avec le benzoate de méthyle et le triméthylchlorosilane, il se forme un
composé qui parait étre (I); par hydrolyse acide, il donne naissance au benzoyltriméthyl-
silane (II), obtenu précédemment par A.G. Brook et al.? i partir du benzyltriméthylsilane.
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(2°) Avec le benzoate de triméthylsilyle et le triméthylchlorosilane, nous obtenons
un dérivé qui, d’aprés ses propriétés spectrales (IR et RMN), correspond vraisemblablement
au composé (III) de formule:
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Nous avons ¢galement synthétisé (IIT)  partir de (II) et du triméthylchlorosilane,
en présence de magnésium et dans ’HMPT,
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